2017 FEE F VU BAFERRRES

CONCURSO DE ORATORIA DE IDIOMA JAPONES EN CHILE 2017

Ofrecer la oportunidad de aplicar y mostrar los conocimientos adquiridos a
aquellas personas que estudian el idioma japonés en Chile y a los participantes y/o
estudiantes de las distintas instituciones o quienes realizan estudios individuales y asimismo
la oportunidad para conocerse entre si. Ademas, difundir la ensefianza del idioma
japonés como segunda lengua en la sociedad chilena.

Bases del concurso

1. Lugary Fecha
Sabado 11 de noviembre de 2017,
10:00 - 14:00

Auditorio Edificio del Departamento
Matematicas y Ciencias de la Computacion,
Universidad de Santiago de Chile

Av. Libertador Bernardo O"Higgins 3363,
Estacion Central, Metro Estacion Central

2. Requisitos para ser concursante
<Categoria A>
1) Tener residencia en Chile y no tener el idioma
japonés como lengua materna.
2) No haber permanecido en Japon por un
periodo mayor a 6 meses consecutivos.
3) En caso de haber ganado el primer lugar de un
nivel en las Ultimas tres competencias anteriores, se
debe participar en un nivel superior.

Nivel I: Estudiantes que tengan un nivel que
corresponda al Tomo 1 del Minna no
Nihongo (leccion 1 a leccidn 25) o JLPT N5.

Nivel II: Estudiantes que tengan un nivel que
Corresponda al Tomo 2 del Minna no Nihongo
(leccidn 26 a leccion 50) o JLPT N4.

Nivel Ill: Estudiantes correspondientes al nivel
intermedio o superior a éste. Que hayan estudiado
mas alla del contenido de las 50 lecciones del

Minna no Nihongo 1y 2, o JLPT N3 o nivel superior.

El Comité se reserva el derecho de cambiar de
nivel al participante, previo analisis de los textos.

<Categoria B> ("Categoria Abierta”)

Una persona sera preseleccionada por el
Comité. No se realizara evaluacion por parte
del Jurado durante la Competencia.

1) Tener residencia en Chile y no tener el
idioma japonés como lengua materna.

2) Haber permanecido en Japén por un
periodo mayor a 6 meses consecutivos y

menor a 3 afos.




3. Temay Contenido del discurso
La presentacion debera ser oral, segun el texto
entregado al Comité y ajustarse al tiempo
indicado. No se permitiran cambios posteriores
a la presentacion del discurso.
No se deben emitir comentarios negativos
mencionando el nombre de personas publicas,
empresas u organizaciones.
Para evitar el sesgo en el jurado se solicita no
mencionar el lugar dénde estudia japonés.
<Tema>
El tema para nivel |, Il y lll y Categoria B sera:
Chile y Japoén
<Tiempo>
Nivel | y Il: 3 minutos.

Nivel lll y Categoria Abierta: 4 minutos.

4. Documentacion a presentar
- Discurso en japonés y espafiol mas la
Solicitud de participacion.

Plazo de recepcion de solicitudes y discursos:
(Dentro de tres dias habiles recibira confirmacion de la
recepcion de su mail. Si no la recibe, por favor
contactarse a los teléfonos indicados.)

Viernes 29 de Septiembre de 2017

Presentar los documentos por correo electrénico

a: contactoembajadajapon@sg.mofa.go.jp

Indique en el asunto, con letra mayuscula:
CONCURSO DE ORATORIA 2017

1) Solicitud de participacion
El formulario se puede descargar en el sitio web
de la Embajada del Japdn:

http://www.cl.emb-japan.go.jp

2) Textos de discurso en version japonés y

Espafiol deben respetar el siguiente formato:
Japonés Tipo de letra: MS Mincho, Tamario de
letra: 11, Interlineado exacto en 1,5

Espafol Tipo de letra: Arial, Tamafio de letra:
11, Interlineado exacto en 1,5

Texto japonés en PDF y espafiol en Word.

5. Pauta para evaluacion

Los siguientes puntos seran relevantes en la
evaluacion: Contenidos, Presentacion,
Pronunciacién, Habilidad de expresidn y manejo
del tiempo.

<Observaciones>

- La lectura del discurso implicara una disminucion
del puntaje, sin embargo se permitira presentar el
discurso con el texto o notas de apoyo para ayudar
a la continuidad de la presentacion.

- No ajustarse al tiempo de exposicién implicara
una disminucion de puntaje.

6. Preseleccion

De existir un niumero de postulantes mayor a los
cupos disponibles, se realizara una seleccion. Se
notificara el resultado de la preseleccién a partir
del 13 de octubre mediante correo electronico.

7. Premios
Los ganadores de cada nivel recibiran certificados
y atractivos premios.

<Organizadores >

Comité Organizador Concurso de Oratoria 2017
Embajada del Japon en Chile

<Auspiciador>

Camara Chileno Japonesa de Comercio e
Industria A.G.

< Informaciones>

Embajada de Jap6n Departamento de Culturay
RRPP

E-mail: contactoembajadajapon@sg.mofa.go.jp
Teléfono: 56-2-2232-1807
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